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(54) Title: POLYCARBONATE SUBSTRATES

(54). Bezeichnung: POLYCARBONAT-SUBSTRATE

The invention relates to polycarbonate substrates produced on the basis of 1,1-bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-

Q trimethylcyclohexanone and to the use thereof in the production of molded articles of especially high purity and extremely high
S surface luster. The invention also relates to the molded articles produced from the inventive polycarbonate substrate.

o (57) Zusammenfassung: Beschrieben werden Polycarbonat-Substrate hergestellt auf Basis von 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl})-3,3,5-
trimethylcyclohexanon sowie deren Verwendung zur Herstellung von Formkdrpern mit besonders hoher Reinheit und extrem hoher
Oberflichenbrillianz sowie die aus dem Polycarbonat-Substrat herstellbaren Formkorper.
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